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DESCRIPCION
Método de fabricacion de precursores de planchas de impresion litogréafica.
CAMPO DE LA INVENCION
La presente invencién hace referencia a un método de fabricacién de planchas de impresién de fotopolimero.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En la impresion litografica, lo que se denomina matriz de impresion —por ejemplo una plancha de impresion— se
monta sobre un cilindro de prensa de impresién. La matriz lleva una imagen litografica sobre su superficie y permite
obtener una copia impresa al aplicar tinta a dicha imagen y, posteriormente, transferir la tinta desde la matriz hasta
un material receptor, que suele ser papel. En la impresién litogréfica convencional, denominada "en humedo", la tinta
y una solucién de mojado acuosa (denominada también liquido humectante) se suministran a la imagen litografica,
que consiste en areas oledfilas (o hidréfobas, es decir, que aceptan la tinta y repelen el agua) y en areas hidréfilas (u
oledfobas, es decir, que aceptan el agua y repelen la tinta). En la denominada impresion "driogréafica”, la imagen
litografica consiste en areas que aceptan la tinta y areas que no aceptan la tinta (repelen la tinta) y durante la
impresion driografica solo se suministra tinta a la matriz.

Las planchas de impresion denominadas “analogas” se obtienen generalmente mediante el método denominado
ordenador a pelicula (CtP), en el que se efectian digitalmente diversas etapas de preimpresion como la seleccién
del estilo de fuente, el escaneado, la separacion de colores, el tramado, el reventado, la composicién y la imposicién,
y cada seleccion de color se transfiere a la pelicula de artes gréaficas utilizando una filmadora de exposicion. Tras el
procesado, la pelicula puede utilizarse como una mascara para la exposicién de un material formador de imagen
denominado precursor de planchay, después del procesado de la plancha, se obtiene una plancha de impresién que
puede utilizarse como matriz. Desde aproximadamente 1995, el método denominado "ordenador a plancha" (CtP) ha
adquirido una gran popularidad. Este método, también denominado "directo a plancha”, evita la creacion de la
pelicula al transferir directamente el documento digital a un precursor de plancha de impresion por medio de lo que
se denomina una filmadora de planchas. Un precursor de plancha de impresién para CtP suele denominarse plancha
digital...

Las planchas digitales pueden dividirse, en lineas generales, en tres categorias: (i) planchas de plata, que funcionan
de acuerdo con el mecanismo de transferencia de difusién de sal de plata; (i) planchas de fotopolimero, que
contienen una composicion fotopolimerizable que se endurece durante una exposicion a la luz, y (iii) planchas
térmicas, cuyo mecanismo de filmacién se desencadena por calor o por conversién de luz en calor.

Los precursores de plancha de fotopolimero pueden sensibilizarse para luz azul, verde o roja (es decir, en el
intervalo de longitud de onda de entre 450 y 750 nm), para la luz violeta (es decir, en el intervalo de longitud de onda
de entre 350 nm y 450 nm) o para luz de infrarrojo (es decir, en el intervalo de longitud de onda de entre 750 y 1.500
nm). Las fuentes de laser se emplean cada vez mas para exponer los precursores de planchas de impresion de
fotopolimero. Normalmente, puede utilizarse un laser Ar (488 nm) o un laser FD-YAG (532 nm) para exponer un
precursor de plancha de fotopolimero sensibilizado para luz visible. La disponibilidad a gran escala y bajo coste de
diodos de laser violeta o azul desarrollados en su origen para el almacenamiento de datos en DVD, ha posibilitado la
fabricacion de filmadoras de plancha que operan a una longitud de onda méas corta. Mas concretamente, se han
fabricado laseres semiconductores que emiten en longitudes de onda de entre 350 nm y 450 nm utilizando un
material InGaN. Esta es la razon por la cual en los Ultimos afios se han desarrollado planchas de fotopolimero cuya
sensibilidad méaxima se encuentra en el intervalo de 350 nm a 450 nm. Una ventaja de la tecnologia de fotopolimero
violeta es la fiabilidad de la fuente de laser y la posibilidad de manipular los precursores de plancha de fotopolimero
no revelados en condiciones de luz amarilla de seguridad. La utilizacion de laseres infrarrojos también ha ganado
importancia en los Ultimos afios, como en el caso del laser Nd-YAG, que emite a aproximadamente 1.060 nm, y mas
especificamente en el del diodo de laser infrarrojo, que emite a aproximadamente 830 nm. Se han desarrollado
precursores de plancha de fotopolimero sensibles a la luz infrarroja para estas fuentes de laser. La principal ventaja
de la tecnologia de fotopolimero infrarroja es la posibilidad de manipular los precursores de plancha de fotopolimero
no revelados en condiciones de luz diurna.

Tras la exposicion a modo de imagen de un precursor de plancha de fotopolimero suele realizarse un procesado
bastante complejo. Normalmente se lleva a cabo una etapa de precalentamiento para mejorar la polimerizacién y/o
reticulacion en las areas de imagen. A continuacién, durante una etapa de prelavado, en la que suele utilizarse agua
corriente, se retira la capa protectora del precursor de plancha de fotopolimero. Tras la etapa de prelavado, las areas
sin imagen se retiran en una etapa de revelado que normalmente se realiza con un revelador alcalino con un pH >
10. Tras la etapa de revelado, se lleva a cabo una etapa de enjuagado, en la que suele utilizarse agua corriente, y
una etapa de engomado. El engomado protege la plancha de impresion durante el tiempo que transcurre entre el
revelado y la impresion frente a la contaminacién en forma de, por ejemplo, oxidacion, huellas digitales, grasas,
aceite o polvo, o frente a dafios, como los que puede sufrir durante su manipulacién. Este procesado de planchas de
2



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2390362 T3

fotopolimero suele realizarse en procesadoras automaticas que cuentan con una seccién de precalentamiento, una
seccion de prelavado, una seccion de revelado, una seccion de enjuagado y engomado, y una seccién de secado.

Para evitar este procesado de los precursores de plancha de fotopolimero complejo, largo y poco ecoldgico, se han
descrito varias alternativas.

En los documentos US 6 027 857, US 6 171 735, US 6 420 089, US 6 071 675, US 6 245 481, US 6 387 595, US 6
482 571, US 6 576 401 y US 6 548 222 se describe un método para fabricar una plancha de impresion litogréafica en
el que un precursor de plancha de fotopolimero, tras la exposicién a modo de imagen, se monta en una prensa y se
procesa en prensa mediante la aplicacion de tinta y de solucién de mojado para retirar las areas no expuestas del
soporte. Los documentos US 2003/16577 y US 2004/13968 también describen un método en el que un precursor de
plancha que comprende una capa fotopolimerizable puede procesarse en prensa con solucién de mojado y tinta o
con un revelador acuoso no alcalino.

En el documento WO 2005/111727 se describe un método en el que se revela un precursor de plancha de
fotopolimero aplicando una soluciéon de goma al precursor. La solucién de goma, por ejemplo la solucién de goma
utilizada en la etapa de engomado de un método de procesado convencional, se emplea tanto para el revelado, es
decir, la eliminacién de las areas sin imagen del recubrimiento, como para el engomado de los precursores de
plancha de fotopolimero expuestos. Gracias a este método dejan de ser necesarias durante el procesado las etapas
de prelavado, enjuagado y engomado adicional. Por tanto, este método proporciona un procesado simplificado de
precursores de plancha de fotopolimero y, ademas, puesto que permite, por una parte, prescindir de reveladores
altamente alcalinos y, por otra, requiere en total muchos menos liquidos de procesado (al eliminar el prelavado, el
enjuagado y el engomado separado), ofrece un procesado mas respetuoso con el medio ambiente. EI documento
WO 2007/057334 también describe un método para fabricar planchas de fotopolimero en el que el revelado se lleva
a cabo en una solucién de goma. Sin embargo, en este caso se realiza un prelavado antes del revelado con la
solucion de goma. Documentos como el WO 2007/057335 y el WO 2007/057349, por ejemplo, describen otros
métodos que emplean, en todos los casos, una solucion de goma para revelar loes precursores de plancha de
fotopolimero. Los documentos WO 2007/057348 y WO 2007/057336 describen un método en el cual se emplea una
solucion de goma para revelar un precursor de plancha de fotopolimero y en el que se lleva a cabo una etapa de
precalentamiento después de la exposicion y antes del revelado. En el documento WO 2007/057336, la seccion de
precalentamiento y la seccién de revelado se combinan en un Unico aparato. El revelado con la solucion de goma de
los métodos mencionados anteriormente suele realizarse a temperatura ambiente.

En los métodos descritos anteriormente, se suele llevar a cabo una etapa de precalentamiento entre la exposicion y
el revelado. Proporcionar una etapa de precalentamiento después de la exposicion y antes del procesado de un
precursor de plancha de impresion de fotopolimero es bastante comdn en la técnica. El tratamiento de
precalentamiento acelera la polimerizacién y/o la reticulacion en las areas de imagen del precursor, lo cual aumenta
la durabilidad y mejora la dureza de las areas de imagen. Esto puede dar lugar a un aumento en la tirada, es decir,
en el nimero de impresiones de alta calidad que pueden obtenerse con una Unica plancha de impresion.

Durante dicha etapa de precalentamiento, la plancha suele mantenerse a una temperatura superficial de plancha —
medida en la parte posterior de la misma— de entre 70 °C y 150 °C durante un periodo de entre 1 segundo y 5
minutos utilizando medios de calefaccion tales como un horno de conveccién convencional, lamparas de infrarrojos,
lamparas de UV, un laser infrarrojo, placas de infrarrojos, un aparato microondas o rodillos calentados, por ejemplo
rodillos de metal.

Con el objetivo de simplificar aiin mas el método de fabricacién de planchas de impresién de fotopolimero, seria
ventajoso poder omitir la etapa de precalentamiento, sin renunciar a la obtenciéon de planchas de impresiéon con
suficientes propiedades litograficas.

El documento US 2004/0259027 describe una composicion sensible a la luz infrarroja que comprende un sistema
iniciador, en el que se utiliza un coiniciador de &cido carboxilico. La composicion sensible a la luz infrarroja es
adecuada para la fabricacion de precursores de plancha de impresion de proceso negativo con una vida (til
prolongada, que ofrecen un elevado nimero de copias continuas y una gran resistencia a los productos quimicos de
revelado. Los precursores se caracterizan por presentar una sensibilidad a la luz infrarroja, un poder de resolucion y
una capacidad de procesamiento a la luz del dia elevados, una velocidad de curado rapida y unos requisitos de
energia bajos.

Asi, podria eliminarse la unidad de precalentamiento, ya esté incorporada en una unidad de procesado Unica o no.
En los casos en los que la unidad de precalentamiento se combina con una unidad de revelado en una unidad de
procesado, seria posible simplificar alin mas la unidad de procesado, lo que resultaria en una reduccién adicional del
espacio, también denominado superficie, que ocupa la unidad de procesado.

La ausencia de una unidad de precalentamiento reduciria el coste asociado con el procesado de los precursores de
plancha de fotopolimero. No es necesario contar con una seccién de precalentamiento, ya esté combinada o no con
3
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una unidad de revelado en una unidad de procesado, y ademas, el consumo de energia durante el procesado sera
inferior.

Asimismo, el precalentamiento puede resultar en una falta de uniformidad en la calidad de las planchas de impresion
obtenidas como consecuencia del calentamiento no homogéneo del precursor, o debido a las fluctuaciones en la
temperatura de precalentamiento en relacion con la duracion de los medios de calentamiento utilizados.

Otra desventaja de la inclusion de una unidad de precalentamiento en una unidad de procesado sin contar con una
unidad de prelavado puede ser que la temperatura de la solucién de revelado aumenta, lo que da lugar a una falta
de uniformidad e incluso una disminucion de las propiedades litogréficas de las planchas de impresion obtenidas. Es
posible minimizar este aumento incorporando medios de refrigeracion en la unidad de procesado, tal y como se
describe en la solicitud de patente no publicada EP-A 08 102 922.5 (presentada el 26.03.2008). Sin embargo,
cuando deja de ser necesario contar con una unidad de precalentamiento, el aumento de la temperatura de la
solucion de revelado sera considerablemente inferior, incluso en ausencia de medios de refrigeracién, lo que
resultara en unas propiedades litograficas mas uniformes de las planchas de impresién obtenidas.

RESUMEN DE LA INVENCION

El objeto de la presente invencién es proporcionar un método mas simplificado, econémico y con un consumo
energético inferior para fabricar planchas de impresion de fotopolimero. Gracias al método proporcionado, se
obtienen planchas de impresion litografica con propiedades litograficas suficientes y uniformes.

El objeto de la presente invencion se realiza mediante el método tal como se define en la reivindicacion 1.
En las reivindicaciones dependientes se definen realizaciones preferidas del método.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRESENTE INVENCION

Se ha descubierto que, en la fabricacion de planchas de impresion de fotopolimero, es posible eliminar una etapa de
precalentamiento sin renunciar a obtener propiedades litograficas suficientes, mas especificamente es posible
obtener una resistencia fisica suficiente de las areas de imagen cuando se utiliza una relacion particular entre
mondmero y aglutinante y cuando se observa un lapso de tiempo especifico entre la exposicion y el revelado del
precursor de plancha de impresion de fotopolimero.

El método de la presente invencion para la fabricacion de una plancha de impresion litografica en el que no se utiliza
una etapa de precalentamiento, comprende las siguientes etapas:

- proporcionar un precursor de plancha de impresion litografica que comprende un soporte y una capa
fotopolimerizable receptora de imagen, en donde la capa receptora de imagen comprende un monémero y un
aglutinante,

- exponer a modo de imagen el precursor en una unidad de exposicién,

- revelar fuera de prensa el precursor expuesto utilizando una solucién acuosa en una unidad de procesado,

en el que la relacion entre la cantidad total del monodmero y la cantidad total del aglutinante es de al menos 1y en el
que el lapso de tiempo entre la exposicion de un area de imagen del precursor y el contactado del area de imagen
con la solucién acuosa es de al menos 1 minuto y menos de 2 horas.

Preferiblemente, el lapso de tiempo entre la exposicion de un area de imagen del precursor y el contactado del area
de imagen con la solucién acuosa es de al menos 2,5 minutes, mas preferiblemente de al menos 5 minutos, lo mas
preferiblemente de al menos 10 minutos. Sin embargo, también es posible que el lapso de tiempo sea de 15 o 30
minutos, o incluso més. Sin embargo, un lapso de tiempo prolongado entre la exposicion y el revelado puede afectar
negativamente al rendimiento, es decir, al nimero de planchas que pueden producirse en un intervalo temporal
determinado. Por ello, el lapso de tiempo es inferior a 2 horas, mas preferiblemente inferior a 1 hora, y lo mas
preferible es que el lapso de tiempo sea inferior a 30 minutos.

Sorprendentemente, parece que durante el lapso de tiempo entre la exposicién y el revelado del precursor, y sin
elevar la temperatura en una unidad de precalentamiento hasta, normalmente, los 70 °C— 150 °C, la reaccion de
polimerizacion en las areas de imagen, iniciada tras la exposicion, se realiza a temperatura ambiente. Aunque la
temperatura ambiente suele ser inferior a la Tg de los aglutinantes normalmente utilizados en las planchas de
fotopolimero, la reaccion de fotopolimerizacion avanza hasta un grado en el cual las planchas de impresion
obtenidas presentan propiedades litograficas suficientes. El hecho de que la relacion entre la cantidad total de
monoémero y la cantidad total de aglutinante ejerza una influencia sobre el lapso de tiempo que debe observarse para
obtener propiedades litogréaficas suficientes, puede indicar que la concentracién local de mondmero puede influir en
la reaccién de polimerizacion durante el lapso de tiempo entre la exposicién y el revelado, y en la resistencia fisica
resultante de las areas de imagen polimerizadas. Asimismo, la cantidad de monémero puede influir en la Tg de la
capa fotopolimerizada, y por tanto en la reaccion de polimerizacidon a temperatura ambiente en el intervalo temporal
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entre la exposicion y el revelado.

Se ha observado que cuando se aumenta la relacién entre la cantidad total de monémero y la cantidad total de
aglutinante, es posible que se disminuya el lapso de tiempo entre la exposicion y el revelado que debe respetarse
para obtener propiedades litograficas suficientes. Por tanto, en una realizacidon preferida, la cantidad total de
mondmero es superior a la cantidad total de aglutinante. La relacion entre la cantidad total de monémero y la
cantidad total de aglutinante es de al menos 1, preferiblemente de al menos 1,25, mas preferiblemente de al menos
1,50. Cuando la relacién entre la cantidad total de monémero y la cantidad total de aglutinante es inferior a 1, es
posible que se obtengan propiedades litograficas suficientes cuando se observa un lapso de tiempo entre la
exposicion y el revelado mas prolongado durante la fabricacion de la plancha. Por ejemplo, cuando la relacion entre
la cantidad total de monémero y la cantidad total de aglutinante es de al menos 0,65, se obtienen propiedades
litograficas suficientes cuando el lapso de tiempo entre la exposicion de un area de imagen del precursor y el
contactado del area de imagen con una solucién acuosa es de al menos 10 minutos.

Precursor de plancha de impresion de fotopolimero

Para la presente invencion puede emplearse cualquier precursor de plancha de impresién de fotopolimero capaz de
revelarse con una solucién acuosa. Lo mas preferiblemente, se utiliza una solucién acuosa con un pH de entre 2 y
10. Los precursores de plancha de impresion de fotopolimero estan preferiblemente sensibilizados para luz violeta,
es decir, para luz con una longitud de onda de entre 300 nm y 450 nm, o para luz infrarroja, es decir, para luz con
una longitud de onda de entre 750 nm y 1.500 nm.

Un precursor de plancha de impresién de fotopolimero convencional suele comprender un recubrimiento
fotopolimerizable sobre un soporte hidréfilo.

El soporte es preferiblemente un soporte de aluminio granulado y anodizado bastante comun en la técnica. El
documento EP-A 1 843 203 (parrafos [0066] a [0075]) describe ejemplos de soportes adecuados. El soporte de
aluminio granulado y anodizado puede someterse a lo que se denominan tratamientos post-anodicos, por ejemplo un
tratamiento con acido polivinilfosfénico o derivados del mismo, un tratamiento con acido poliacrilico, un tratamiento
con fluorcirconato potésico o un fosfato, un tratamiento con un silicato metdlico alcalino o combinaciones de los
mismos. Sin embargo, en una realizacion preferida de la presente invencion, el soporte es un soporte de aluminio
granulado y anodizado que no se ha sometido a ninguno tratamiento post-anédico.

Ademas de un soporte de aluminio, también puede utilizarse un soporte de plastico, por ejemplo un soporte de
poliéster recubierto con una o mas capas hidrofilas.

El recubrimiento aplicado sobre un soporte hidrdéfilo contiene una capa fotopolimerizable, también denominada capa
receptora de imagen o capa foto (es decir capa fotopolimerizable). El recubrimiento puede contener ademas una
capa protectora (capa superficial) y/o una capa subyacente, ésta Ultima también denominada capa intermedia o
entrecapa.

La capa protectora que se aplica sobre la capa receptora de imagen fotopolimerizable, también conocida como
sobrecapa o capa de proteccién, actia como barrera frente al oxigeno. Los documentos WO 2005/029190 (pagina
36, linea 3 a pagina 39, linea 25), US 2007/0020563 (parrafo [0158]) y EP 1 288 720 (parrafos [0148] y [0149])
describen aglutinantes preferidos que pueden utilizarse en la sobrecapa. Los aglutinantes mas preferidos para la
capa protectora son alcohol polivinilico y polivinilpirrolidona. El peso total de la capa protectora seca se encuentra
preferiblen}ente entre 0,25 y 3,0 g/m?, mas preferiblemente entre 0,50 y 2,0 g/m?, lo mas preferiblemente entre 0,75
y 1,75 g/m°.

La capa fotopolimerizable o la capa receptora de imagen suele comprender al menos un monémero u oligbmero
polimerizable, al menos un aglutinante polimérico, un fotoiniciador y un sensibilizador. El sistema de fotoiniciador-
sensibilizador se selecciona en funciéon de la longitud de onda de exposicion. La capa fotopolimerizable puede
comprender ademas un tinte o pigmento de contraste, un inhibidor de polimerizacion, un agente de transferencia de
cadena, agentes promotores de la adhesion que interactian con la superficie de aluminio y otros ingredientes que
pueden optimizar aun mas las propiedades de los precursores de plancha de impresion.

Un agente promotor de adhesién preferido, también denominado promotor de adhesion, es un compuesto que
contiene un enlace etilénicamente insaturado y un grupo capaz de interactuar con el soporte, tal como se describe
en la solicitud no publicada EP 07 120 845.8 (presentada el 2007-11-16). Un promotor de adhesién particularmente
preferido es un compuesto que contiene un grupo (met)acrilato y en el que el grupo capaz de interactuar con el
soporte es un grupo seleccionado de entre un grupo fosfato, un grupo fosfonato, un grupo acido carboxilico y un
grupo alquiloxisilano. Es preferible proporcionar estos promotores de la adhesion en la capa fotopolimerizable.

En otra realizacion preferida, la capa fotopolimerizable comprende un polimero hidréfilo tal como descrito en la
solicitud no publicada EP-A 07 120 845.8 (presentada el 2007-11-16), es decir un polimero hidréfilo que contiene al
5



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2390362 T3

menos un 1% en mole de una primera unidad monomérica que comprende un grupo fosfato, un grupo fosfonato, un
grupo acido carboxilico, un grupo acido sulfénico, un grupo fendlico, un grupo trialcoxisilano, un grupo amonio o un
grupo fosfonio y al menos un 30% en moles de una segunda unidad monomeérica que comprende un grupo hidrdéfilo

En una realizacion particularmente preferida, el promotor de adhesion y el polimero hidréfilo mencionados
anteriormente se proporcionan combinados en la capa fotopolimerizable.

En otra realizacion preferida adicional, la capa fotopolimerizable contiene un aglutinante que posee un nimero de
acido inferior a 0,3 meq/g. Los parrafos [0036] a [0057] del documento EP-A 1 882 585 describen ejemplos de estos
aglutinantes. Lo mas preferido, sin embargo, es que este aglutinante sea un alcohol de polivinilo parcialmente
hidrolizado con un grado de hidrélisis del 10 al 65% en moles.

Preferiblemente, el aglutinante tiene una temperatura de transicion vitrea inferior a 80°C.

La cantidad total de aglutinante se optimiza con el fin de obtener una capa fotopolimerizable que no resulte
excesivamente pegajosa, lo que facilita el recubrimiento de la capa fotopolimerizable en una linea de produccién y
obtener ademas una capa fotopolimerizable en la cual las areas sin filmar puedan eliminarse facilmente mediante el
liquido de procesado, obteniendo a la vez areas de imagen lo suficientemente resistentes al liquido de procesado. La
concentracion total de aglutinante oscila entre 50 y 1.000 mg/mz, mas preferiblemente entre 75 y 750 mg/mz, y lo
mas preferible es que oscile entre 100 y 500 mg/mz.

Un exceso de monémero en relacion con el aglutinante puede dar lugar a una capa fotopolimerizable demasiado
pegajosa 0 a un aumento demasiado rapido de la Tg de la capa fotopolimerizable durante y/o después de la
filmacion, lo que resulta en una vitrificacion demasiado temprana de la capa, y por tanto, una polimerizacion
incompleta. La concentracion total de mondémero oscila entre 50 y 1.500 mg/mz, mas preferiblemente entre 100 y
1.000 mg/mz, y lo més preferible es que oscile entre 250 y 750 mg/mz.

Cuando el recubrimiento fotopolimerizable comprende un pigmento, es preferible que el pigmento se disperse con un
dispersante que no contenga un grupo —COOH, -PO3H; y -OPO3H,. El documento EP-A 1 882 585 (parrafos [0058]
a [0087]) describe ejemplos de estas dispersiones de pigmento. Como alternativa, es preferible un pigmento
autodispersante, es decir, un pigmento que no requiera un dispersante.

Suele afiadirse un pigmento al recubrimiento fotopolimerizable para obtener lo que se denomina una imagen
directamente visible tras el procesado. Esto permite realizar una inspeccion visual de la imagen antes de instalar la
plancha de impresién sobre una prensa de impresion. Sin embargo, cuando es necesario respetar un lapso de
tiempo antes del revelado de un precursor expuesto, por ejemplo de 5 minutos 0 mas, es necesario esperar mas
antes de poder realizar dicha inspeccion visual. Para evitarlo, puede resultar ventajoso afiadir compuestos al
recubrimiento que formen una imagen visible tras la exposicion. Este procedimiento permite realizar la inspeccion
visual inmediatamente después de la exposicion.

El recubrimiento puede comprender ademas una 0 mas capas intermedias entre la capa receptora de imagen
fotopolimerizable y el soporte. Dicha capa intermedia puede optimizar aliin mas la interaccion entre la capa receptora
de imagen y el soporte, es decir, puede permitir la total eliminacion de las &reas sin imagen y una adhesion
suficiente de las areas de imagen de la capa receptora de imagen al soporte. Sin embargo, en una realizacion
preferida, no se aplica una capa intermedia entre el soporte de aluminio granulado y anodizado y la capa receptora
de imagen fotopolimerizable.

Los documentos WO 2005/111727, WO 2005/029187, WO 2007/113083, WO 2007/057333, WO 2007/057442 y las
EP-As sin publicar EP-A 07 108 955, EP-A 07 108 957 y EP-A 07 108 953, todos presentados el 25/05/2007,
describen los precursores de plancha de impresion sensibles a la luz violeta preferidos. Los documentos EP-A 1 793
275, US 2007/0184387 y EP-A 1 882 585 también incluyen otros precursores de plancha de impresion sensibles a la
luz violeta adecuados para utilizarse en el método de la presente invencion. Los iniciadores preferidos utilizados en
las planchas de impresion sensibles a la luz violeta son compuestos de hexaarilbisimidazol. Preferiblemente, el
iniciador de hexaarilbisimidazol se combina con un compuesto tiol heteroaromético, mas preferiblemente con un
compuesto benzotiazol, benzimidazol o benzoxazol como coiniciador. Los documentos sin publicar EP-A 07 108 955,
EP-A 07 108 957 y EP-A 07 108 953, todos presentados el 25.05.2007, describen sensibilizadores preferidos
utilizados en las planchas de impresion sensibles a la luz violeta.

El documento WO 2005/111727 y los documentos EP-A 1 788 448, EP-A 1 788 449, EP-A 07 120 845 (ésta ultimo
sin publicar (presentado el 16/11/2007) describen precursores de plancha de impresién sensibles a la luz infrarroja
preferidos. Otros precursores de plancha de impresion sensibles a la luz infrarroja preferidos adecuados para
utilizarse en el método de la presente invencion son los descritos en las EP-As 1 602 982, 1 621 339, 1 630618y 1
695 822. Los iniciadores mas preferidos para su uso en los precursores de plancha de impresion sensibles a la luz
infrarroja son trihalometilfenil-sulfonas y halometil triazinas.
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El peso total de la capa fotopolimerizable seca es inferior a 4,0 g/mz, més preferiblemente inferior a 3,0 g/mz, lo més
preferiblemente inferior a 2,0 g/mz.

Exposicion

La exposicion a modo de imagen del precursor de plancha de impresién litografica suele realizarse mediante una
filmadora de planchas, es decir una unidad de exposicion adecuada para exponer a modo de imagen el precursor
mediante un laser que emita luz actinica. En una realizacion preferida, la exposicién a modo de imagen del precursor
se lleva a cabo mediante un laser que emiten luz infrarroja o luz violeta.

La exposicion con un laser que emita luz infrarroja, es decir luz que tiene una longitud de onda de entre 750 nmy 1
500 nm, puede realizarse con un diodo de laser que emite a aproximadamente 830 nm o con un laser Nd:YAG,
Nd:YVO4 o Nd:YLF que emiten por encima de 1 000 nm.

La exposicién con un laser que emita luz violeta, es decir luz que tiene una longitud de onda de entre 300 nm y 450
nm, preferiblemente de entre 350 nm y 450 nm, suele realizarse con un diodo laser semiconductor basado en nitruro
de galio. Lo mas preferiblemente, se utilizan diodos laser semiconductores basados en InGaN comercialmente
disponibles que emiten a une longitud de onda de aproximadamente 405 nm para exponer los precursores de
plancha de impresion litografica.

En otra realizacion, puede utilizarse una exposicion UV digitalmente modulada, por ejemplo mediante dispositivos de
espejos digitales.

Pueden utilizarse tres categorias principales conocidas de filmadoras, es decir aparatos en los que las planchas de
impresion litografica se exponen a modo de imagen utilizando un haz laser: filmadoras del tipo con lecho plano,
filmadoras del tipo con tambor interno (ITD) y filmadoras del tipo con tambor externo (XTD).

Lapso de tiempo entre la exposicion y el revelado

De acuerdo con la presente invencion, el lapso de tiempo entre la exposicion de un area de imagen del precursor y
el contactado del &rea de imagen con la solucién reveladora es de al menos 1 minuto y menos de 2 horas,
preferiblemente de al menos 2,5 minutos, mas preferiblemente de al menos 5 minutos.

Cuando no se cuenta con un transporte automatico de los precursores expuestos desde la unidad de exposicion
hasta la unidad de procesado, es posible almacenar los precursores expuestos durante un tiempo suficiente antes
de introducirlos en la unidad de procesado. Dependiendo de la sensibilidad de los precursores a la luz del dia
ambiental, el almacenamiento temporal puede realizarse en condiciones de oscuridad (sustancial) o bajo una luz de
seguridad. Los precursores expuestos pueden almacenarse en un aparato de almacenamiento dedicado, en el cual
se pueda controlar la temperatura y/o la humedad.

Sin embargo, es preferible que el precursor expuesto se transporte automaticamente desde la unidad de exposicién
hasta la unidad de procesado. Para obtener este transporte automéatico, la unidad de exposiciéon y la unidad de
procesado estan preferiblemente conectadas entre si. Sin embargo, segin la presente invencién, es importante
prestar atencion al hecho de que el lapso de tiempo entre la exposicion de un area de imagen del precursor y el
contactado de dicha area de imagen con la solucién de revelado sea de al menos 1 minuto e inferior a 2 horas,
preferiblemente de al menos 2,5 minutos, mas preferiblemente de al menos 5 minutos. Por tanto, es preferible utilizar
un mecanismo que retrase la transferencia del precursor expuesto desde la unidad de exposicion hasta la unidad de
procesado.

En una configuracion tipica, en la que la unidad de exposicion esta acoplada a la unidad de procesado, el precursor
expuesto se transporta hasta la unidad de procesado mediante un medio de transferencia, que puede seleccionarse
de entre una cinta transportadora, unos brazos mecanicos, unas ventosas, unas pinzas, unos rodillos o una
combinacion de los mismos.

El precursor expuesto suele transportarse desde la unidad de exposicién hasta la unidad de procesado mediante un
medio de transferencia a una velocidad determinada a lo largo de una distancia especifica con el fin de garantizar el
mayor rendimiento posible, es decir, el mayor nimero de planchas producidas en un intervalo temporal determinado.

Para alcanzar un lapso de tiempo suficiente entre la exposicion y el revelado, es posible ajustar la distancia que
debe recorrer el precursor expuesto transportado desde la unidad de exposicion hasta la unidad de procesado, es
decir, cuanto mayor sea la distancia que el precursor expuesto debe recorrer, mayor sera el lapso de tiempo entre la
exposicion y el revelado.

También es posible ajustar la velocidad a la cual se transporta el precursor expuesto desde la unidad de exposicion
hasta la unidad de procesado, con el fin de alcanzar el lapso de tiempo necesario entre la exposicién y el revelado,
7
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es decir, una velocidad de transporte mas lenta, o un transporte que se detenga o desacelere periddicamente implica
un lapso de tiempo superior entre la exposicion y el revelado. Sin embargo, cuando los precursores expuestos se
transportan desde la unidad de exposicion hasta la unidad de procesado de uno en uno, la velocidad de transporte
debe tener en cuenta la velocidad a la cual se exponen los precursores. Por ejemplo, cuando el medio de
transferencia comprende una cinta transportadora, con el fin de evitar el solapamiento de los precursores expuestos
consecutivos, es decir, para evitar que un precursor expuesto se coloque (parcialmente) sobre un precursor
expuesto anterior en la cinta transportadora, y evitar asi la entrada de mas de un precursor expuesto a la misma vez
en la procesadora, puede ser necesario ajustar la velocidad de exposicion de los precursores a la velocidad de
transporte.

Sin embargo, la disminucion de la velocidad a la que se exponen los precursores suele considerarse una importante
desventaja, por ejemplo, en el sector de los periédicos en papel, en el que resulta fundamental obtener un alto
rendimiento, es decir, un elevado nimero de planchas que pueden producirse en un intervalo temporal determinado.
Para estas aplicaciones, puede resultar ventajoso, por ejemplo, permitir un solapamiento de precursores expuestos
consecutivos sobre la cinta transportadora descrita anteriormente. Al permitir este solapamiento de los precursores
expuestos, es importante contar con un mecanismo que evite la entrada de mas de un precursor expuesto en la
unidad de procesado a la vez. Otra posibilidad es sujetar uno 0 méas precursores expuestos, por ejemplo con
ventosas 0 pinzas durante un periodo de tiempo suficiente antes de colocarlos sobre la cinta transportadora, o
dejarlos sobre la misma de nuevo. Es posible utilizar otros mecanismos de retardo para garantizar que, a la vez que
se mantiene la maxima velocidad de exposicion de los precursores posible, el lapso de tiempo entre la exposicion y
el revelado es de al menos 1 minuto e inferior a 2 horas.

Para estas aplicaciones de alto rendimiento puede ser mas preferible equipar al medio de transferencia con una
unidad de apilamiento, que actle como intermediacion, almacenando temporalmente los precursores expuestos
antes de que se introduzcan en la unidad de procesado, de manera que el lapso de tiempo entre la exposicion y el
revelado pueda ajustarse sin necesidad de disminuir los tiempos de exposicién. Cuando se cuenta con esta unidad
de apilamiento, el primer precursor expuesto se almacena en la unidad de apilamiento durante un periodo de tiempo
suficiente de manera que permita que el lapso de tiempo entre la exposicion del area de imagen del precursor y el
contactado de dicha area de imagen con la solucién de revelado sea de al menos 1 minuto e inferior a 2 horas,
preferiblemente de al menos 2,5 minutos, més preferiblemente de al menos 5 minutos. Durante este tiempo se
expone un segundo precursor y posteriormente se almacena en la unidad de apilamiento. Este mismo proceso se
repite con el tercer precursor expuesto y con los precursores posteriores. Una vez que el lapso de tiempo entre la
exposicion y el revelado del primer precursor expuesto almacenado en la unidad de apilamiento es lo
suficientemente prolongado, dicho precursor se introduce en la unidad de procesado. Posteriormente, este precursor
puede sustituirse por el siguiente precursor expuesto en la unidad de apilamiento. Este mismo proceso se repite con
el segundo precursor almacenado y con los precursores posteriores.

Esta unidad de apilamiento puede presentar distintas configuraciones. Los precursores expuestos pueden
almacenarse vertical u horizontalmente y las pilas pueden ser fijas o movibles, por ejemplo, en una configuracion de
carrusel giratorio. Puede resultar necesario incorporar un mecanismo de elevacion para trasladar las planchas
expuestas desde, por ejemplo, la cinta de salida de la unidad de exposicion hasta la unidad de apilamiento y
posteriormente trasladar de nuevo los precursores almacenados temporalmente desde la unidad de apilamiento
hasta, por ejemplo, una cinta transportadora que transporte de nuevo los precursores hasta la unidad de procesado.
Dependiendo de su sensibilidad a la luz del dia ambiental, el almacenamiento temporal de los precursores expuestos
en la unidad de almacenamiento puede realizarse en condiciones de luz de seguridad, o incluso en condiciones de
blindaje total de los precursores expuestos frente a la luz. La temperatura y/o la humedad de la unidad de
apilamiento pueden estar controladas. La temperatura en esta unidad de apilamiento puede ser de entre 20 °C y 60
°C, preferiblemente de entre 25 °C y 40 °C, y lo mas preferible es que se mantenga a temperatura ambiente. Los
precursores expuestos pueden almacenarse en contacto entre si en la unidad de apilamiento, aunque también es
posible equipar dicha unidad de apilamiento con medios que mantengan los precursores almacenados separados
entre si.

La capacidad de la unidad de apilamiento debe ser lo suficientemente elevada para permitir una exposiciéon lo mas
rapida posible y a la vez permitir ajustar el lapso de tiempo entre la exposicién y el revelado en al menos 1 minuto y
menos de 2 horas. Esta capacidad puede ser, por ejemplo, de hasta 300 planchas por hora.

Los precursores expuestos pueden ademas incorporar algin tipo de identificacién, por ejemplo, un cédigo de barras,
gue contenga la informacion del tiempo de exposicion de cada precursor. Esta identificacion puede utilizarse
posteriormente en el sistema de intermediacion para decidir qué precursor debe transportarse hasta la unidad de
procesado.

La ventaja de los medios de transferencia que comprenden una unidad de apilamiento estriba en que no es
necesario disminuir la velocidad a la que se exponen y procesan los precursores para respetar el lapso de tiempo
entre la exposicion y el revelado. Por este motivo, la productividad del método de fabricacién de planchas
permanece mas o menos estable a pesar de ser necesario respetar el lapso de tiempo entre exposicion y revelado.
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Aparato

Es preferible utilizar un aparato dedicado para llevar a cabo el método de fabricaciéon de planchas de impresion de
fotopolimero de la presente invencion.

De este modo, el aparato utilizado para fabricar planchas de impresion litogréficas, en el que el precursor expuesto
se transporta automaticamente desde la unidad de exposicion hasta la unidad de procesado, comprende un
mecanismo que retrasa la transferencia del precursor expuesto desde la unidad de exposicion hasta la unidad de
procesado. La presencia del mecanismo de retardo permite ajustar el lapso de tiempo entre la exposicion y el
revelado del precursor. Preferiblemente, el mecanismo de retardo establece un lapso de tiempo entre la exposicion
del area de imagen del precursor y el contactado del area de imagen expuesta con una solucién de revelado de al
menos 1 minuto y menos de 2 horas, preferiblemente de al menos 2,5 minutos, y lo mas preferible es que el lapso de
tiempo sea al menos de 5 minutos.

El aparato comprende una unidad de exposicion, una unidad de procesado y un medio de transferencia que
transporta el precursor expuesto desde la unidad de exposicion hasta la unidad de procesado, en el que el lapso de
tiempo entre la exposicion del area de imagen del precursor en la unidad de exposicion y el contactado del area de
imagen expuesta con una solucion de revelado en la unidad de procesado es de al menos 1 minuto e inferior a 2
horas, preferiblemente de al menos 2,5 minutos, mas preferiblemente de al menos 5 minutos. El medio de
transferencia puede seleccionarse de entre una cinta transportadora, unos brazos mecanicos, unas ventosas, unas
pinzas, unos rodillos o0 una combinacion de los mismos. El mecanismo de retardo puede estar formado por una cinta
transportadora que se desplace a una velocidad lo suficientemente lenta, una cinta transportadora en la que la
distancia recorrida por el precursor expuesto sea lo suficientemente larga, una cinta transportadora que se
desacelere o detenga periddicamente, unas pinzas o ventosas que sujeten los precursores expuestos durante un
periodo de tiempo suficiente o una unidad de apilamiento.

Segun una realizacion preferida, el medio de transferencia comprende una unidad de apilamiento, tal y como se
describe anteriormente. La unidad de apilamiento almacena temporalmente los precursores de plancha de impresion
expuestos en pilas horizontales o verticales. El almacenamiento temporal en la unidad de apilamiento permite ajustar
el lapso de tiempo entre la exposicion de un area de imagen de un precursor en una unidad de exposicion y el
contactado del area de imagen expuesta con una solucion de revelado en la unidad de procesado en al menos 1
minuto y menos de 2 horas, mas preferiblemente al menos 2,5 minutos, y lo mas preferible es que el lapso de tiempo
sea de al menos 5 minutos.

Dependiendo de la sensibilidad de los precursores expuestos a la luz del dia ambiental, el aparato puede fabricarse
de manera que los precursores expuestos estén totalmente blindados frente la luz o se coloquen en condiciones de
luz de seguridad antes de su revelado.

Revelado

El revelado se lleva a cabo fuera de prensa (“off press”) con una solucién acuosa que tiene preferiblemente un pH de
entre 2 y 10, mas preferiblemente de entre 3 y 9, lo mas preferiblemente de entre 4 y 8. Durante el revelado, se
eliminan una capa protectora opcional y las areas sin imagen de la capa receptora de imagen. El revelado se realiza,
preferiblemente, en una procesadora automatica utilizando una técnica de rociado o inmersién. El revelado por
rociado implica el rociado de una solucién reveladora sobre el precursor de plancha, por ejemplo con una o mas
barras de rociado. El revelado por inmersion implica la inmersion de la plancha en una solucién reveladora. El
revelado puede consistir en un revelado por lotes, es decir, puede realizarse con un lote de revelador hasta que deje
de ser suficiente. En ese momento, se introduce un nuevo lote de revelador en la procesadora. El revelado también
puede realizarse mediante la regeneracion del revelador, un proceso en el cual se afiade una determinada cantidad
de revelador nuevo a la solucidn de revelado en funcién del nimero de planchas ya reveladas. La composicion y/o
concentracion de revelador nuevo afiadido durante la regeneracion puede ser igual o distinta a la del revelador
inicial.

La etapa de revelado con la solucion acuosa puede combinarse con un frotado mecénico, realizado preferiblemente
con uno o mas cepillos giratorios, para eliminar mejor las areas sin imagen de una capa registradora de imagen. Los
documentos US 2007/0184387 (parrafos [0255] a [0257]) y EP-A 1 755 002 (parrafos [0025] a [0034]) describen
cepillos giratorios preferidos. También pueden obtenerse buenos resultados con cepillos "planos”. Estos cepillos
"planos” pueden tener una anchura de, por ejemplo, entre 5,0 y 10 cm y estar equipados con cerdas de polipropileno
o nylon. La longitud de las cerdas puede ser de entre 5 y 15 mm. Normalmente, estos cepillos "planos" frotan el
precursor de plancha hacia adelante y hacia atras en sentido perpendicular a la direccién de transporte de la plancha
al atravesar la procesadora. El frotado puede alcanzar hasta 120 movimientos por minuto.

Preferiblemente, la solucién acuosa es una solucion de goma. Una solucidon de goma es esencialmente una solucion

acuosa que comprende un compuesto protector de superficie que es capaz de proteger la imagen litografica de una

plancha de impresion frente a la contaminacién. Ejemplos adecuados de dichos compuestos son polimeros o
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tensioactivos hidrofilos filmégenos. Cuando se utiliza una solucién de goma como solucién de revelado en la etapa
de revelado en el método de la presente invencion, se eliminan las areas sin imagen del precursor y, asimismo, se
aplica una capa protectora sobre la plancha de impresion revelada. En el contexto del procesado convencional de
planchas de fotopolimero, esto significa que el revelado y el engomado se llevan a cabo en una Unica etapa. Una
capa que permanece en la plancha después del revelado con la solucion de goma comprende més de 0,01 g/m2 de
un compuesto protector de superficie.

La solucién de goma puede suministrarse como un revelador listo para utilizarse o como una solucién concentrada
que el usuario final diluye con agua hasta obtener un revelador listo para utilizar siguiendo las instrucciones del
proveedor: normalmente se diluye una parte de goma en entre 1 y 10 partes de agua.

Los documentos WO 2005/111727 (pagina 6, linea 5 a pagina 11, linea 35) y EP-A 1 621 339 (parrafos [0014] a
[0061]) describen una composicion preferida de la solucién de goma.

Los tensioactivos preferidos son, por ejemplo, copolimeros de bloque basados en 6xido de etileno y oxido de
propileno como los tensioactivos de Pluronic® disponibles en el mercado, por ejemplo Pluronic 9400. Otros
tensioactivos preferidos son ftri-estiril-fenol etoxilados como los tensioactivos de Emulsogen®, por ejemplo
Emulsogen TS160 o TS200. No obstante, se prefiere especialmente la utilizaciéon de una combinacién de estos
tensioactivos.

Ademas del compuesto protector de superficie, la solucion de goma comprende, preferiblemente, una sal formada
por reaccion de un acido seleccionado de entre un acido foésforico y un acido fosforoso, con una di- o tri-
alcanolamina, como la que se describe en el documento no publicado WO2008/055872 (presentado el 2008-05-14).

El revelado suele realizarse con unas temperaturas en la solucién de revelado de entre 20 °C y 50 °C,
preferiblemente de entre 20 °C y 40 °C, y lo mas preferiblemente de entre 20 °C y 30 °C. En el método de la
presente invencion, la temperatura de la solucién de revelado cambia, preferiblemente, no mas de 15 °C, mas
preferiblemente no méas de 10 °C, y lo mas preferiblemente no mas de 5 °C.

En otra realizacidon de la presente invencion, el revelado del precursor de plancha de impresion con la solucién
acuosa, preferiblemente la solucion de goma, resulte en la eliminacién parcial del recubrimiento en las areas sin
imagen. Una eliminacién total del recubrimiento en las areas sin imagen se obtiene en prensa (“on press”) aplicando
tinta y/o una solucién de mojado.

Cuando el lapso de tiempo que dista entre la fabricacion de la plancha de impresion y el montaje de dicha plancha
de impresion en una prensa para comenzar la impresion es lo suficientemente corto como para que no se produzca
una contaminacion grave, el revelado puede realizarse con cualquier solucién acuosa que tenga, preferiblemente, un
pH de entre 2 y 10, o incluso con agua corriente. También pueden emplearse los cominmente utilizados quimicos
de sala de prensa, como por ejemplo soluciones de mojado o limpiadores de plancha acuosos y/o agentes
acondicionadores, siempre que sea necesario y tras su dilucion adecuada.

Tras el revelado, es posible hornear las planchas de impresion obtenidas. Este horneado posterior es un mecanismo
conocido en la técnica y puede aumentar la tirada de las planchas de impresion. Dicha unidad de horneado puede
integrarse en el aparato descrito anteriormente.

EJEMPLOS
MATERIALES

Salvo que se especifique lo contrario, todos los materiales utilizados en los siguientes ejemplos pueden obtenerse
facilmente a través de fuentes convencionales tales como Aldrich Chemical Co. (Bélgica) y Acros (Bélgica).

* MEK: metil etil cetona.

« Dowanol PM: éter metilico de propilenglicol de DOW Chemical.

* PVA-1: alcohol polivinilico parcialmente hidrolizado; grado de saponificacion del 88% en moles; viscosidad de 4
mPa.s en una solucién acuosa al 4% en peso a 20 °C; disponible bajo la denominacién de MOWIOL 4/88 a través
de Kururay.

* PVA-2: alcohol polivinilico totalmente hidrolizado; grado de saponificacion del 98% en moles; viscosidad de 4
mPa.s en una solucion acuosa al 4% en peso a 20 °C; disponible bajo la denominacién de MOWIOL 4/98 a través
de Kururay.

« PVA-3: alcohol polivinilico parcialmente hidrolizado; grado de saponificacion del 88% en moles; viscosidad de 4
mPa.s en una solucioén acuosa al 8% en peso a 20 °C; disponible bajo la denominacién de MOWIOL 8/88 a través
de Kururay.

« Acticide LA 1206: un biocida disponible en el mercado a través de THOR.

« Lutensol A8: solucidn al 90% en peso de un agente tensioactivo, disponible en el mercado a través de BASF.
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FST426R: una solucion que contiene el 88,9% en peso de un producto de reaccion de 1 mol de 2,24-
trimetilhexametilendiisocianato y 2 moles de hidroxietiimetacrilato (viscosidad cineméatica de 3,30 mm?/s a 25 °C).
HABI: 2-(2-clorofenil)-4,5-difenil bisimidazol, disponible en el mercado a través de SUMITOMO.

MBT: 2-mercaptobenzotiazol.

Sensibilizador 1: una mezcla de sensibilizadores para la regién espectral de la luz violeta consistente en los
siguientes compuestos:

47% en peso

Metolat FC 355: una etilendiamina etoxilada, comercialmente disponible a través de Miinzing Chemie.

Edaplan: Edaplan LA 411: una solucién al 1% en peso en Dowanol PM de un copolimero modificado de siloxano-
glicol, comercialmente disponible a través de Miinzing Chemie GmbH.

Pigmento: una dispersion al 30% en peso en Dowanol PM de Hostaperm Blue P-BFS, comercialmente disponible a
través de Clariant, estabilizada con Disperbyk 182 (contenido en sélidos : 50% en peso), comercialmente
disponible a través de BYK Chemie.

Aglutinante : una solucién al 10% en peso en Dowanol PM de Gohsefimer L-5407, un alcohol polivinilico
hidrolizado de 36% en moles, disponible a través de Nippon Gohsei Co.

Sipomer: Sipomer PAM 100, un monémero de metacrilato que comprende una funcionalidad de fosfato, disponible
a través de Rhodia, diluido a 50% en Dowanol PM.

Sokalon: Sokalon CP12S, un copolimero de acido acrilico y acido maleico, comercialmente disponible como una
solucion acuosa al 50% en peso de BASF.

TBMPS: tribromometilfenilsulfona.

Sensibilizador 2 : tinte absorbente de luz infrarroja que corresponde a la Formula :

Formula 1
11
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Ejemplo 1
Soporte AS

Se desengraso una pelicula de aluminio de 0,3 mm de espesor rociando una solucién acuosa que contenia 26 g/l de
NaOH a 65 °C durante 2 segundos y se enjuagé con agua desmineralizada durante 1,5 segundos. A continuacion, la
pelicula se granuld electroquimicamente durante 10 segundos utilizando una corriente alterna en una solucion
acuosa que contenia 15 g/l de HCI, 15 g/l de iones de S04% y 5 g/l de iones de A*" a una temperatura de 37 °Cy a
una densidad de corriente de aproximadamente 100 A/dm?. Posteriormente, la pelicula de aluminio se decapé
mediante grabado con una solucién acuosa que contenia 5,5 g/l de NaOH a 36 °C durante 2 segundos y se enjuago
con agua desmineralizada durante 2 segundos. Seguidamente, la pelicula se expuso a oxidacion anddica durante 15
segundos en una solucién acuosa que contenia 145 g/l de acido sulfurico a una temperatura de 50 °C y una
densidad de corriente de 17 A/dm?. Después se lavd con agua desmineralizada durante 11 segundos y se seco a
120 °C durante 5 segundos.

El soporte de aluminio resultante se caracterizé por presentar una rugosidad superficial Ra de 0,35-0,4 um (medida
mediante un interferometro NT1100) y tenia un peso anddico de 3,0 g/mz.

Capas fotopolimerizables PL-01 a PL-03
Las composiciones de las soluciones de recubrimiento para las capas fotopolimerizables PL-01 a PL-03 se muestran

en la Tabla 1. Las capas fotopolimerizables PL-01 a PL-03 se aplicaron, mediante un aplicador de barra, sobre el
sustrato de aluminio AS descrito anteriormente.

Tabla 1
Ingredientes () PL-01 PL-02 PL-03
Edaplan 0,299 0,299 0,299
Etanol 20,300 24,340 24,120
Sensibilizador 1 0,103 0,103 0,103
FST426R 0,818 0,818 1,088
Pigmento 0,798 0,798 0,798
HABI 0,156 0,156 0,156
MBT 0,042 0,042 0,042
Aglutinante 10,862 6,071 6,071
Sipomer 0,319 0,319 0,319
Sokalon 0,479 0,479 0,479

El espesor del recubrimiento mojado fue de 20 um. Después del recubrimiento, la capa se sec6 durante 1 minuto a
120°C en un horno de circulacion. El peso de recubrimiento seco de cada componente se especifica en la Tabla 2.

Tabla 2

Peso de recubrimiento seco (mg/mz) PL-01 PL-02 PL-03
Edaplan 1,50 1,50 1,50

Sensibilizador 1 51,60 51,60 51,60
FST426R 364,30 364,30 484,30
Pigmento 120,00 120,00 120,00
HABI 78,00 78,00 78,00
MBT 21,00 21,00 21,00
Aglutinante 544,10 304,10 304,10
Sipomer 80,00 80,00 80,00
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12,00 12,00 12,00
[monémero] / [aglutinante] 0,80 1,40 1,78

Sokalon

Capa superficial protectora OC

La aplicacion de la capa protectora (capa superficial) sobre las capas fotopolimerizables PL-01 a PL-03 se llevo a
cabo a partir de una solucion acuosa y mediante un aplicador de barra. La composicién de la solucion de
recubrimiento OC se define en la Tabla 3. El espesor del recubrimiento mojado fue de 40 um. Después del secado a
110°C durante 2 minutos en un horno de circulacién, se obtuvo un peso de recubrimiento seco de 1,60 g/mz.

Tabla 3
Ingredientes (9)
PVA-1 17,03
PVA-2 14,87
PVA-3 7,43
Acticide LA 1206 0,26
Metolat FC 355 0,38
Lutensol A8 0,032
Agua 960

Precursores de plancha de impresion PPP-01 a PPP-03
Se obtuvieron los siguientes precursores de plancha de impresion (ver Tabla 4):

Tabla 4

Sustrato de aluminio

Capa fotopolimerizable PL

Capa superficial

PPP-01 AS PL-01 oC
PPP-02 AS PL-02 ocC
PPP-03 AS PL-03 ocC

Exposicién, revelado con goma y evaluacién visual

La exposicion se realizé en una filmadora de planchas Agfa Polaris XCV equipada con un diodo laser violeta de 410
nm de 30 mW. Se expuso un parche soélido en cada uno de los precursores de plancha de impresion utilizando una
densidad de energia de 60 uJ/cm2 (a 1270 dpi). Tras la exposicion se revel6 el precursor de plancha de impresion en
una procesadora de sobremesa Agfa CRF45, equipada con un cepillo giratorio y llena con goma Agfa RC510. El
procesado se realiz6 a temperatura ambiente (22 °C) a una velocidad de 0,62 m/min. La presion del cepillo fue de
265,0 g, tal y como lo determiné un tensiémetro de muelle segln el siguiente procedimiento. Se coloc6 una pelicula
de poliéster (50 cm de largo, 10 cm de ancho y 0,19 mm de grosor) entre el rodillo del cepillo y la plancha de presién.
Tras activar el mando del cepillo, la banda de poliéster se mantuvo en su posicion contra la rotacion del cepillo
gracias a un tensiometro de muelle. Desde el tensiometro de muelle se obtiene la lectura de la presion del cepillo. El
tiempo de inmersién total de un punto determinado del precursor en la solucién de goma fue de 27 segundos. El
lapso de tiempo entre el primer contacto de un punto determinado del precursor con la goma y el primer contacto de
dicho punto del precursor con el cepillo fue de 14 segundos. El lapso de tiempo (A t) en segundos entre la exposicion
de un area de imagen del precursor de plancha de impresion y la introduccion del area de imagen en la solucion de
goma, es decir, el comienzo real del revelado del area de imagen, se evalu6 detenidamente.

Tras el revelado, se realizé una evaluacion visual de las planchas de impresion resultantes. Mas concretamente, las
partes sélidas de la plancha se evaluaron en lo que respecta a su uniformidad y a la apariencia de las marcas de
cepillo utilizando los siguientes criterios:

1 = son visibles marcas de cepillo muy pronunciadas
2 = son visibles marcas de cepillo pronunciadas
3 = son visibles marcas de cepillo moderadas
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4 = son visibles marcas de cepillo leves
5 = son visibles marcas de cepillo muy leves/no es posible ver marcas de cepillo

La apariencia visual de las marcas de cepillo indica que el proceso de polimerizacién no ha sido eficaz en la escala
temporal entre la exposicion y el revelado de la goma (el curado de la capa fotopolimerizable ha sido insuficiente y
no se considera lo suficientemente resistente al impacto mecanico del cepillo en la seccion de revelado de la goma
de la procesadora). Con el fin de obtener propiedades litograficas optimas, las planchas de impresién procesadas
deben caracterizarse por una evaluacion visual de 4 o0 5. Los resultados de esta evaluacion se recogen en la Tabla
5.

Tabla 5
[mondémero] /
PPP [aglutinante] At (s) Evaluacion
MI/[A]
COMP PPP-01 0,80 21 1
COMP PPP-01 0,80 51 1
COMP PPP-01 0,80 81 1
COMP PPP-01 0,80 141 3
COMP PPP-01 0,80 621 4
COMP PPP-01 0,80 6500 5
COMP PPP-02 1,40 21 3
COMP PPP-02 1,40 51 4
INV PPP-02 1,40 81 5
INV PPP-02 1,40 141 5
INV PPP-02 1,40 621 5
INV PPP-02 1,40 6500 5
COMP PPP-03 1,78 21 4
COMP PPP-03 1,78 51 4
INV PPP-03 1,78 81 5
INV PPP-03 1,78 141 5
INV PPP-03 1,78 621 5
INV PPP-03 1,78 6500 5

De la Tabla 5 se desprende que las planchas de impresion obtenidas segun el método de la presente invencion, es
decir, la relacién entre la cantidad total de mondmero y la cantidad total de aglutinante ([M]/[A]) es de al menos 1y
que el lapso de tiempo A t entre la exposicién de un area de imagen del precursor de plancha de impresion y el
contactado del area de imagen con la solucién de goma es de al menos 1 minuto (o 60 segundos), presentan una
resistencia fisica suficiente. Cuando [M]/[A] aumenta, se observa una mejora adicional de la resistencia fisica,
especialmente en un A t inferior. Cuando [M]/[A] es inferior (anidamente se observa una resistencia fisica
suficiente cuando el lapso de tiempo es sustancialmente superior a 1.

Ejemplo 2
Capas fotopolimerizables PL-04 y PL-05
La composicién de las soluciones de recubrimiento para las capas fotopolimerizables PL-04 y PL-05 se muestran en

la Tabla 6. Las capas fotopolimerizables PL-04 y PL-05 se aplicaron, mediante un aplicador de barra, sobre el
sustrato de aluminio AS descrito anteriormente.

14
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Tabla 6
Ingredientes (g) PL-04 PL-05
Edaplan 0,299 0,299
Etanol 21,420 24,470
Sensibilizador 2 0,072 0,072
FST426R 0,810 0,810
Pigmento 0,798 0,798
TBMPS 0,177 0,120
Aglutinante 9,664 6,071
Sipomer 0,319 0,319
Sokalon 0,479 0,479

El espesor del recubrimiento mojado fue de 20 um. Después del recubrimiento, la capa se sec6 durante 1 minuto a
5 120°C en un horno de circulacion. El peso de recubrimiento seco de cada componente se especifica en la Tabla 7.

Tabla 7

Peso de recubrimiento seco (mg/mz) PL-04 PL-05
Edaplan 1,5 1,5

Sensibilizador 2 36,0 36,0
FST426R 364,3 364,3
Pigmento 120,0 120,0
TBMPS 88,6 60,4
Aglutinante 484,1 304,1
Sipomer 80,0 80,0
Sokalon 12,0 12,0
[monémero] / [aglutinante] 0,90 1,40

10 Precursores de plancha de impresién PPP-04 a PPP-05

La capa superficial OC descrita anteriormente se aplicd, mediante un aplicador de barra, sobre la capa
fotopolimerizable. Se obtuvieron los siguientes precursores de plancha de impresion (ver Tabla 8) :

15 Tabla 8
Sustrato de aluminio Capa fotopolimerizable PL | Capa superficial OC
PPP-04 AS PL-04 ocC
PPP-05 AS PL-05 oC

Exposicién, revelado con goma y evaluacion visual

20 La exposicion se realizé en una filmadora de planchas Creo TrendSetter 3244 equipada con diodos laser infrarrojos
de 830 nm (con una potencia total tedrica de 40 W). Se expuso un parche soélido en cada uno de los precursores de
plancha de impresion utilizando una densidad de energia de 150 md/cm? (a 2400 dpi).

Se realiz6 el revelado de la goma y la evaluacion visual de las planchas de impresién reveladas segun se explicé en
25 el Ejemplo 1. Los resultados de la evaluacién visual se recogen en la Tabla 9.
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Tabla 9
[monémero] /
PPP [aglutinante] At (s) Evaluacion

MI/[A]
COMP PPP-04 0,90 38 1
COMP PPP-04 0,90 60 2
COMP PPP-04 0,90 120 3
COMP PPP-04 0,90 300 3
COMP PPP-04 0,90 600 4
COMP PPP-04 0,90 > 3600 5
COMP PPP-05 1,40 38 3
INV PPP-05 1,40 60 4
INV PPP-05 1,40 120 5
INV PPP-05 1,40 300 5
INV PPP-05 1,40 600 5
INV PPP-05 1,40 > 3600 5

De la Tabla 9 se desprende que las planchas de impresion obtenidas segun el método de la presente invencién, es
decir, la relacién entre la cantidad total de monémero y la cantidad total de aglutinante ([M]/[A]) es de al menos 1y
que el lapso de tiempo A t entre la exposicion de un area de imagen del precursor de plancha de impresion y el
contactado del area de imagen con la solucion de goma es de al menos 1 minuto (o 60 segundos), presentan una
resistencia fisica suficiente. Cuando [M]/[A] es inferior a 1, Gnicamente se observa una resistencia fisica suficiente

cuando el lapso de tiempo es sustancialmente superior a 1.
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REIVINDICACIONES

Un método de fabricacién de una plancha de impresién litografica en el que no se utiliza una etapa de
precalentamiento entre la exposicion y el revelado, en donde el método comprende las siguientes etapas :

- proporcionar un precursor de una plancha de impresion litografica que comprende un soporte y una capa
fotopolimerizable receptora de imagen, en donde la capa receptora de imagen comprende un monémero y un
aglutinante,

- exponer a modo de imagen el precursor en una unidad de exposicion,

- revelar fuera de prensa el precursor expuesto utilizando una solucién acuosa en una unidad de procesado,

en el que la relacién entre la cantidad total del monémero y la cantidad total del aglutinante es de al menos 1y
caracterizado por el hecho que el lapso de tiempo entre la exposicion de un area de imagen del precursor y el
contactado del area de imagen con la solucién acuosa es de al menos 1 minuto y menos de 2 horas.

El método de la reivindicacion 1, en el que el lapso de tiempo es de al menos 5 minutos y menos de 2 horas.

El método de las reivindicaciones 1 o 2, en el que el precursor expuesto se transporte automaticamente desde
la unidad de exposicion hasta la unidad de procesado mediante medios de transferencia.

El método de la reivindicacion 3, en el que los medios de transferencia comprenden una unidad de apilamiento
para el almacenamiento temporal del precursor expuesto.

El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la relacion entre la cantidad total del
monodmero y la cantidad total del aglutinante es de al menos 1,5.

El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la solucién acuosa tiene un pH de entre 2
y 10.

El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la capa receptora de imagen comprende
un promotor de adhesién que contiene un grupo etilénicamente insaturado y un grupo capaz de interactuar con
el soporte.

El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el aglutinante posee un nimero de acido
inferior a 0,3 meq/g.

El método de la reivindicacién 8, en el que el aglutinante es un alcohol polivinilico parcialmente hidrolizado con
un grado de hidrdlisis de entre el 10% en moles y el 65% en moles.

El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la capa receptora de imagen comprende
un polimero hidréfilo que contiene al menos un 1% en mole de una primera unidad monomérica que
comprende un grupo fosfato, un grupo fosfonato, un grupo &cido carboxilico, un grupo &cido sulfénico, un grupo
fendlico, un grupo trialcoxisilano, un grupo amonio o un grupo fosfonio y al menos un 30% en moles de una
segunda unidad monomeérica que comprende un grupo hidréfilo.

El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la capa receptora de imagen comprende
un pigmento que no contiene un dispersante o que se dispersa con un dispersante que no contenga un grupo -
COOH, -PO3H; y -OPO3H,.

El método de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la capa receptora de imagen comprende
un aglutinante que tiene una temperatura de transicion vitrea Tg inferior a 80°C.
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